Wydano 27 stycznia 1941 r.

URZAD PATENTOWY
w WARSZAWIE

OPIS PATENTOWY

Nr 29519.

KL 21 a, 9/01.
H 03k, 910

C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. v

Spos6b wytwarzania drgan wielkiej czestotliwosci
oraz urzadzenie do wytwarzania drgan tym sposobem.
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Pierwszenstwo: 24 sierpnia 1935 r. (Niemey).

Wynalazek dotyczy sposobu wytwa-
rzania drgan wielkiej czestotliwoéci oraz
urzadzenia do wytwarzania tych drgan
za pomocy lamp elektronowych, ktérych
anoda sklada sie z dwéch lub wickszej
liczby czedei, rozmieszczonych cylindrycz-
nie wokoto katody, i na ktére wzdluz ka-
tody dziata pewne pole magnetyczne.

Fig. 1, 2 i 3 uwidoczniaja urzadzenie
wedlug wynalazku, a fig. 4 przedstawia
w powigkszonej podzialce przekréj jedne-
go przewodnika ukladu Lechera.

Lampa elektronowa 1 posiada anode.
skladajgca si¢ z dwéch czesci 2. Katoda
3 tej lampy jest bezpoSrednio zarzona z
baterii 4 i znajduje si¢ na osi cylindra
2 — 2. Pole magnetyezne, dzialajace

wzdtuz katody 3, jest wytwarzane przez
elektromagnes §, zasilany z baterii 6 po-
przez zmienny opornik 7. Czesci anody
2 laczg sie z blaszanymi paskami 8, pola-
czonymi miedzy soba za pomocy przesu-
walnego klocka 9.

Uklad paskéw 8 i klocka 9 stanowi
znany uklad Lechera, zastosowany jako
obwéd drgan lampy elektronowej 1. Na-
piecia .anodowego dostarcza bateria 10,
ktéra jest polaczona biegunem dodatnim
ze Srodkiem klocka 9, a biegunem ujem-
nym poprzez regulowany opornik 11 =z
katodg 3. ,

Caloéé, to znaczy lampa 1 oraz uklad Le-
chera 8, 9, jest umieszezona, jak to uwi-
doczniono na fig. 2 i 8, w pudle 12. Pudio



to posiada naprzeciw siebie lezgce otwory
13, przez ktére za pomocg wiatraczka 14
przedmuchiwane jest w kierunku strza-
lek powietrze, stuzace do chlodzenia pas-
kéw 8. Same paski 8 sa zaopatrzone w ze-
berka chlodzgce 15 i posiadajg rdzeh 16
i okladziny 17 z dobrze przewodzacego
materiatu (fig. 4).

Powyzej omowiony uklad Lechera ma .

zmniejszone tlumienie dla drgan elek-
trycznych.

Czestotliwo§é drgan, wytwarzana za
pomoca omawianego urzadzenia, jest za-
lezna w wysokiej mierze od obwodu re-
zonansowego, napiecia anodowego, pro-
mienia cylindra anody oraz od natezenia
pola magnetycznego. Wielko§ci te sa zwia-

zZane wzorem

e ¢ _ 8V,
m 722

gdzie H oznacza natezenie pola magne-

tycznego w gausach, ¢ __ stosunek ladun-

m
ku do masy elektronu, V, — napigcie
anodowe, a 7, — promiefi cylindra ano-

dowego.

Wynikajace z powyzszego wzoru na-
tezenie pola magnetycznego nazwano kry-
tycznym. Zaréwno przy nizszym jak i
przy wyzszym natezeniu pola magnetycz-
nego moga, jak wiadomo, powstawaé
drgania.

Oprécz wynikajacego z wzoru I nate-
zenia pola magnetycznego istnieje jeszcze
drugie krytyczne natezenie pola magne-
tycznego, wyrazone wzorem

H=— 10650,.....v. I
A
gdzie H oznacza natezenie pola magne-
tycznego w gausach, A — dilugo§é fali w
centymetrach. ‘

To drugie krytyczne natezenie pola
magnetycznego ma decydujacy wplyw na
czestotliwo§é obiegowa, okreSlong liczba

obrotéw na sekunde, ktére wykonywa
elektron okolo katody. Czestotliwo§é ta
jest zalezna tylko, jak to wynika z wzoru
II, od natezenia pola magnetycznego, a
nie od napiecia anodowego i promienia
cylindra anody. Wytwarzana przez pole
magnetyczne czestotliwo$é obiegu elek-
tronéw jest wiec wedlug wzoru II inna
niz wielka czestotliwo§¢ wytwarzana
przez. obwéd drgan wedlug wzoru I. W
przypadku, w ktérym do wytwarzamia
przez obwdd drgan fali o dlugosci 10 m
czyli o czestotliwosei 3 X 10* ke/sek po-
trzeba pola magnetycznego o natezeniu
100 gauséw, czestotliwo§é obiegowa, wy-
nikajgca z wzoru II, wynosi przy tym
natezeniu pola magnetycznego 3 X 10°
ke/sek.

Przeprowadzane proéby do§wiadczalne
odno$nie stosunku wzajemnego tych cze-
stotliwo$§ci wykazaly, ze czestotliwo&é
wytwarzana przez obwdéd drgan nie moze
nigdy roéwnaé sie czestotliwosci obiego-
wej, gdyz wtenczas nie powstaja zadne
drgania nawet przy najsilniejszym nate-
zeniu pola magnetycznego. W normal-
nych warunkach czestotliwo§é obiegowa,
ktéra wedlug wzoru II odpowiada nate-
zeniu przylaczonego pola magnetycznego,
jest zawsze nizsza od czestotliwo§ei wy-
tworzonej obwodem drgan. Poza tym za-
uwazono przy przeprowadzeniu tych
préb, ze takze przy polach magnetycz-
nych, ktérych warto§é lezala znacznie po-
nizej warto$ci krytycznych natezen wy-
nikajacych z wzoru I lub II, a zatem przy
stosunkowo niskim napieciu anodowym,
powstaja nadspodziewanie nieznane do-
tad drgania. Stwierdzono ponadto, zZe
podczas obnizania natezenia pola magne-
tycznego w pewnym zakresie natezenia
ustaja w ogodle drgania, lecz powstaja po-
nownie, gdy obwéd drgan w znacznym
stopniu jest odtlumiony.

Zashugg wynalazku jest to, ze wyko-
rzystuje on wyzej wspomniane, na razie



nie wytlumaczone do$§wiadczenia w tym
kierunku, aby przez zastosowanie fal o
malej diugosci zredukowaé bardzo wyso-
kie napiecie anodowe i natezenie pola ma-
gnetycznego, ktére zachodzag w warun-
kach obecnie stosowanych, i przez to umo-
zliwié uzycie anod o wigkszych Sredni-
cach, podczas gdy dotychczas musiano
stosowaé anody o mnadzwyczaj malych
§rednicach, co utrudnialo znacznie wyko-
nywanie lamp.

Wynalazek wychodzi z zalozenia, zZe
réznica miedzy czestotliwoScia obiegu
elektron6w a mniejszg od niej czestotli-
woScig obwodu drgan, zachodzaca w za-
kresie natezenia pola magnetycznego, za-
nika przy zmniejszaniu natezenia tego
pola i dwie te czestotliwodci sg do siebie
tak zblizone, ze drgania przy réwnoczes-
nym znacznym ostabieniu przerywaja .sie;
i ustajg zupelie, przy dalszym za$
zmniejszaniu natezenia pola magnetycz-
nego drgania znowu powstaja, lecz cze-
stotliwo§é ich w obwodzie drgan jest
wéwczas wyzsza niz czestotliwoS§é obiego-
wa. Czestotliwos¢ obiegowa nie stanowi
wiec granicy dla czestotliwosci wytwa-
rzanej w obwodzie drgan, tak aby ta cze-
stotliwo$§é musiala byé koniecznie mniej-
sza od czestotliwo$ei obiegu elektronéw,
lecz powoduje ona przy zmniejszaniu ma-
tezenia pola magnetycznego ponizej war-
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rwe w obwodzie drgan, przechodzgc na-
stepnie z wartoSci wyzszej od czestotli-
woSci drgan do wartoSci nizszej, przy
czym napiecie anodowe jest zmniejszone
w stosunku do pola magnetycznego. Wa-
runkiem nieodzownym powstawania tych
drgan jest jednak nadzwyczaj mate ttu-
mienie obwodu drgan lampy.

W celu dostatecznego odtlumienia
obwodu drgan dla wspomnianego zakre-
su, zastosowano zamiast zwyklych prze-
wodéw Lechera specjalne paski 8, ktére

toSci H gausébw — jakoby prze-

dolgezono do. cylindrycznych czesei- ano--
dy 2. Poza tym zastosowano chlodzenie
paskéw: 8, co przeciwdziala zwiekszaniu
sie opornoSci ukiladu Lechera wskutek
ciepla, wywolanego przeplywem pradu.
Poza tym mozna wspomniane blachy pod-
daé, w celu skuteczniejszego chlodzenia,
dzialaniu strumienia powietrza, wytwa-
rzanego przez wentylator 14. Zeberka 15
wzmagajg dzialanie chlodzenia. Zamiast
wentylatora tloczacego 14 mozna zastoso-
waé takze inng dmuchawe lub urzadzenie
ssgce powietrze i wytwarzajgce chlodzy-
cy strumien powietrza. Procesowi chio-
dzenia sprzyja zaréwno pewna grubo§é
paskéw 8 jak i zastosowanie okladzin 17
(fig. 4), ktére s3 wykonane z materiatu
o duzym przewodnictwie elektrycznym,
np. ze srebra. W danym przypadku réw-
niez i przewodnictwo cieplne jest bardzo
znaczne, przez co ciepto szybko zostaje
odprowadzone. Réwniez przez zapobiega-
nie niepotrzebnemu promieniowaniu uni-
ka sie szkodliwego tlumienia, co otrzy-
muje sie przez zastosowanie pudla 12.

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb wytwarzania drgan wiel-
kiej czestotliwo$ei za pomocyg lampy ma-
gnetronowe]j z dzielong anoda, znamien-
ny tym, ze natezenie pola magnetyczne-
go jest utrzymywane ponizej wartoseci
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anodowe jest zmniejszone w stosunku do
pola magnetycznego, tlumienie za§ obwo-
du drgan jest' utrzymywame na tak ni-
skim poziomie, ze powstajg drgania przy
natezeniach pola magnetycznego, leza-
cych ponizej wartoSci, okreSlonej powyz-
szym wzorem.

2. Urzadzenie do wytwarzania drgan
wielkiej czestotliwo$ci sposobem wedtug
zastrz. 1, znamienne tym, ze posiada
obwéd drgan, ktérego przewody sa wyko-

H gauséw — , Przy czym napie;cie



nane z paskéw metalowych w celu zmniej-
szenia tlumienia obwodu.

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, zna-
mienne tym, ze paski metalowe, stanowig-
ce przewody obwodu drgan, sg zaopatrzo-
ne w zeberka chlodzace.

4. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, zna-
mienne tym, ze posiada wentylator do
. chlodzenia obwodu drgan za pomoca
strumienia powietrza.

5. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, zna-
mienne tym, ze paski metalowe, stano-
wigce przewody obwodu drgan, posiada-
ja okladziny z metalu o bardzo duzym
przewodnictwie elektrycznym.

C. Lorenz
Aktiengesellschaft.
Zastepca: inz. St. Glowacki,
rzecznik patentowy.
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Do opisu patentowego Nr 29519

FIG. 7
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